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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 20918.

KL 42 h, 10/04.

Actlengesellschaft C. P. Goerz Optische Anstalt
Actiova spole¢nost K. P. Goerz Opticky ustav

(Bratislava, Czechostowacja).

Soczewka skupiajaca do lunet mato powigkszajacych.

Zgloszono 12 wrzesnia 1933 r.

Udzielono 10 stycznia 1935 1.

W lunety mato powigkszajace wbudo-
wuje si¢ zwykle, jako soczewke skupiajaca,
osadzona w ogniskowej plaszczyznie objek-
tywu, zwykla soczewke plasko - wypukla
w taki sposéb, ze ognisko objektywu lezy w
plaszczyznie jej ptaskiej powierzchni.

Przy wymaganiu duzego pola widzenia
(do 30°) soczewka skupiajaca musi posia-
daé stosunkowo mata odleglosé ogniskowa,
a zatem duzy stosunek otwarcia, wskutek
czego musi posiadaé znaczng grubosé, <o
procz innych bledéw w obrazie wywoluje

objektywu, a

przedewszystkiem bardzo niekorzysine wy-
krzywienie pola obrazu.

Te btedy w odtwarzaniu obrazu zostaja
zmniejszone przez takie osadzenie plasko-
wypuklej soczewki skupiajacej w lunecie,
ze wierzchotek jej wypuklej powierzchni
od strony oka pokrywa si¢ z ogniskiem
jednoczesnie na tej po-
wierzchni, ktérej krzywizna odpowiada cat-
kowicie lub w przyblizeniu wykrzywieniu
pola obrazu objektywu, sa wytrawione zna-
ki celownicze, wskutek czego na brzegu wi-



docznego pola obrazu pomiedzy obrazem i
znakiem celowniczym nie powstaje zadna
godna uwagi paralaksa.

Zastrzezente patentowe.

Soczewka skupiajaca do lunet mato po-
wigkszajacych o duzem polu widzenia ze
znakami celowniczemi, znajdujacemi sie na
jednej z jej powierzchni, znamienna tem,
ze wierzcholek jej wypuklej powierzchni
od strony oka pokrywa sie z ogniskiem
objektywu, a jednoczesnie na tej po-

wierzchni, ktérej krzywizna odpowiada
catkowicie lub w przyblizeniu krzywiznie
pola obrazu objektywu, s umieszczone
znaki celownicze.
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